
丸善石油化学は、独自の分子設計技術、配合技術を組み合わせることで画期的なナノインプリ

ント用樹脂「MUR-XRシリーズ」の開発に成功いたしました。MUR‐XRシリーズは、塩素系ガスやフ

ッ素系ガスに対する高いエッチング選択比を発現します。

また、お客様のご要望・プロセスに合わせ、きめ細かに対応することが可能です。MUR-XRシリー

ズはエッチング用途だけにとどまらず、硬化樹脂の高い耐熱性、高屈折率、高い寸法安定性なと

の特徴的な物性を有しており、永久膜用途としても各方面から高い評価を得ております。

弊社のナノインプリント樹脂のアプリケーションとしては、ＬＥＤ向け基板加工用レジスト、次世代

ＨＤＤ用加工レジスト、マイクロレンズ、回折格子などの光学デバイスなど多方面に展開中です。

是非、御社の新製品開発におきまして、「 」をご

用命いただければ幸いです。
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